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Abstract (en)
Plates which have been chemically, mechanically or electrochemically roughened are anodised and then treated in an aqueous solution of a pure
and crystalline alkali metal silicate followed by rinsing in an ion-containing water.

Abstract (de)
Anoxidierte AI/AIOOH-Oberflachen von Aluminiumschichttragern werden durch Antrag von Natriumschichtsilikat 3-Na2Si205 in Abhangigkeit
von der Konzentration der Antragsldsung und der Temperatur des Tauchbades silikatisiert. Bei dem Natriumschichtsilikat handelt es sich um
reines, kristallines Natriumsilikat. Es besitzt einen schichtférmigen, polymeren Aufbau. Zur Erhéhung der Alkaliresistenz von silikatisierten
Aluminiumschichttragern wird mit ionenhaltigem Wasser, beispielsweise Stadtwasser, oder mit Losungen, die Alkali- und/oder Erdalkaliionen
enthalten, nachgespdilt.
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